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USE - For respirator masks used in aircraft 

ADVANTAGE - Allows light weight with improved sealing 
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SYSTEME D'ATTACHE ETDE REGLAGE DE LA POSITION D UN MASQUE RESPIRATOIRE. 

Systeme d'attache et de reglage de la position d'un 
masque de protection des voies respiratoires englobant au 
moins la bouche et le nez, comportant 

- une coquille rigide 1 , 

- une alimentation en gaz respirable par I'intermediaire 
d'au moins un conduit 2 acheminant le gaz respirable de- 
puis la source de gaz respirable jusqu'a la cavite C, 

- une levre souple 3 continue et se refermant sur elle 
meme assurant I'etancheite du masque sur la face du sujet, 

- au moins une soupape inspiratoire, 

- un casque 

caracterise par la presence d'un mecanisme permettant 
un reglage fin et aise 

- de la position relative de la levre souple du masque par 
rapport au visage au moins dans la direction X tete (avant/ 
arriere) et Z tete (verticalement) et en rotation autour des 
trois directions X, Y et Z tete, 

- et de la valeur de I'ecrasement local de plusieurs zones 
de la levre en fonction des performances d'etancheite de 
chaque zone de cette dite levre. 
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SYSTEME D'ATTACHE ET DE REG LAG E DE LA POSITION D'UN 
MASQUE RESPIRATOIRE 

5 Les equipements actuels de protection respiratoire sont juges trop lourds 
par les utilisateurs et notamment les pilotes d'avions modernes. D'autre 
part ils induisent, sous facteur de charge, un moment entrainant la tete en 
rotation, car les masques sont situes en avant de la tete. II est done 
necessaire de reduire au maximum la masse des masques, et de reculer le 
10 plus possible le centre de gravite de I'ensemble de protection respiratoire 
le plus pres possible du centre de rotation de la tete. Ces deux aspects 
sont juges primordiaux par les utilisateurs surtout lors des vols a basse 
altitude, lors de virages serres, ou pendant rejection. 

15 Bien que les criteres de masse et de centrage soient tres importants, il est 
imperatif de conserver au masque les performances d'etancheite et de 
confort requis pour la mission. Pour ce faire il est necessaire d'optimiser la 
forme de la levre d'etancheite du masque et de definir plusieurs tailles de 
masques. Mais il faut egalement maintenir le masque en position sur le 

20 visage et pouvoir regler la position du masque avec grande precision pour 
reduire au maximum les fuites du masque garantissant la securite contre 
I'hypoxie. 

De nombreux systemes existent pour preregler la position du masque en 
25 ajoutant des leviers, ou en disposants des lanieres pouvant glisser a 

travers un orifice. Ces reglages ne sont pas suffisamment efficaces car trop 
grossiers et doivent etre effectues avant de positionner le masque sur le 
visage. 

30 II existe egalement des systemes comme les baionnettes "Ulmer" qui 
permettent de serrer le masque longitudinalement plus ou moins 
fortement sur le visage. Ces baionnettes sont disposees sur les cotes du 
masques et ne permettent qu'un reglage longitudinal grassier qui n'est pas 
suffisant pour empecher les fuites des masques. 

35 

Le systeme "AG5" anglais comprend un levier permettant d'enfoncer le 
masque sur le visage et comportant deux positions principales. H ne 
permet pas les reglages dans toutes les directions necessaires. 
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II existe egalement des systemes de personnalisation par moulage de cales 
permettant de positionner le masque sur le visage. Malheureusement ces 
systemes ne permettent pas le reglage fin necessaire pour eviter les fuites. 

5 L'experience montre qu'il est tres difficile d'assurer, en operation, une 
etancheite pour des pressions superieures a 70 millibar relatifs. 

Or il s'avere que lorsqu'un utilisateur a un masque qui fuit, il suffit souvent 
d'appliquer une legere force du doigt a Pendroit de la fuite sur la coquille 

10 du masque pour annuler celle-ci et rendre le casque etanche. L'endroit ou 
il est necessaire d'appliquer cette force varie quelquefois d'une utilisation a 
une autre sans que Ton puisse reellement comprendre pourquoi. Cest la 
raison pour laquelle, il est avantageux de prevoir un dispositif de reglage 
de I'attache dans plusieurs directions et notamment en translation suivant 

15 I'axe X (avant/arriere tete), et I'axe Z tete (vertical) et egalement en 

rotation autours des axes X tete (avant/arriere), Y tete (lateral), et Z tete 
(vertical). 

La presente invention vise a fournir un systeme d'attache et de reglage 
20 d f un masque de protection respiratoire permettant un reglage fin en 
translation suivant Taxe X tete et Z tete et en rotation autour de Taxe X 
tete, Y tete et Z tete. 

Un but de Tinvention est de realiser un systeme d'attache et de reglage de 
25 la.position d'un masque respiratoire englobant au moins la bouche et le 
nez confortable, ultra leger et performant. 

Ces but sont atteints par un moyen suivant I'invention comprenant au 
moins 

30 

- une coquille rigide 1, 

- une alimentation en gaz respirable par rintermediaire d'au moins un 
conduit 2 acheminant le gaz respirable depuis la source de gaz respirable 
jusqu'a la cavite C, 

35 - une levre souple 3 continue et se refermant sur elle meme assurant 
Tetancheite du masque sur la face du sujet, 

- au moins une soupape inspiratoire, 

- un casque 

40 qui est essentiellement caracterise par la presence d'un mecanisme 
permettant un reglage fin et aise 
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- de ia position relative de la levre souple du masque par rapport au 
visage au moins dans la direction X tete (avant/arriere) et Z tete 
(verticalement) et en rotation au moins autour des trois directions X, 

5 Y et Z tete , 

- et de la valeur de I'ecrasement local de plusieurs zones de la levre 
en fonction des performances d'etancheite de chaque zone de cette 
dite levre. 

10 

II est avantageux que le dit mecanisme comprenne une couronne 10 ayant 
une surface interne de forme quasi-spherique 11 pouvant glisser sur la 
surface exterieure de la coquille 1 du masque, cette dite coquille ayant elle 
aussi une portion de surface quasi-spherique 12, les surfaces 11 et 12 
15 ayant un coefficient de frottement suffisamment petit pour admettre un 
glissement lorsque le masque est pre positionne sur le visage, mais 
suffisamment grand pour tenir le masque en place lorsque le masque est 
serre sur le visage du porteur. 

20 II est avantageux que la dite couronne 10 soit reliee mecaniquement, au 
moins sur un cote, par un cable 13 cheminant a travers un orifice d'une 
bai'onnette a crans 14 permettant le serrage du masque sur un receptacle 
15 fixe au casque 8 du porteur 4. 

25 II est avantageux que le dit mecanisme de reglage fin et aise comprenne, 

- un anneau flexible 5 comprimant la levre 3 sur la coquille 1 

- une levre d'etancheite 3 comprenant une forme interne ayant une 
sur-epaisseur localement tout autour de la levre 

30 - une coquille rigide 1 comprenant des creneaux adaptes pour pouvoir 
modifier la position de la levre par rapport a la coquille du masque 
et done la position et le serrage de la levre par rapports au casque 
et done par rapport au visage du porteur. 

35 

^invention sera mieux comprise par la description detaillee d'un mode de 
realisation illustree sur les dessins annexes qui representent: 

- FIGURE 1 : un schema d'un exemple de realisation d'un mecanisme 
40 permettant un reglage de la position des levres du masque par 

rapport a la coquille du masque. 
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- FIGURE 2 : un schema d'un ensemble de realisation d'un mecanisme 
de reglage de la position de la coquille du masque par rapport aux 
balionnettes reliees au casque. 

5 Sur la figure 1, le sujet 4 porte un casque 8 protegeant la partie 

superieure, laterale et arriere de la tete. La levre d'etancheite 3 du masque 
englobe la bouche et le nez du porteur. Un anneau 5 permet de maintenir 
la levre du masque en position par rapport a la coquille 1 du masque. 

10 Sur la figure 2 il est represente un exemple de mecanisme de reglage de la 
position du masque par rapport aux attaches 15 du casque. Un anneau 
rigide 10 comportant une surface interne quasi-spherique 11 peut glisser 
sur une portion de surface de la coquille du masque egalement de forme 
quasi-spherique. Cet anneau est relie par deux cables fins 13 et situes de 

15 part et d'autre du masque. Ces cables peuvent glisser sur une partie de la 
bai'onnette 14. 

La description detaillee d'un mode de realisation qui suit correspond a la 
figure 2. 

20 

Le masque de protection respiratoire comprend pnncipalement une 
coquille 1 mince et realisee en materiaux composite leger et rigide, en 
fibre d'aramide par exemple. Une levre souple et confortable realisee par 
exemple en silicone est fixee a I'interieur de la coquille et permet 

25 I'etancheite sur le visage. La coquille I a localement a I'exterieur une 
portion de surface en forme egalement quasi-spherique 12. Un couronne 
10 rigide et comprenant une surface interne 11 egalement en forme quasi- 
spherique, au moins sur une portion. Cette couronne 10 peut glisser et 
s'orienter librement sur la coquille 1 du masque. Les surfaces 11 de la 

30 couronne et 12 du masque ont des etats de surfaces adaptes pour 

conferer a I'ensemble coquille plus couronne un coefficient de frottement 
suffisamment faible pour pouvoir orienter la couronne sur la coquille 
lorsque le masque est seulement positionne sur la visage alors que ce dit 
coefficient de frottement est suffisamment important pour maintenir en 

35 place le masque lorsque celui-ci est serre sur le visage. Un cable fin 13 
relie la couronne 10 aux baionnettes 14 situees de chaque cote du 
masque. Ces baionnettes peuvent etre inserer plus ou moins loin dans un 
receptacle 15 fixe sur le casque du porteur. Le porteur place son masque 
et son casque sur la tete. II enfonce legerement les baionnettes 14 dans 

40 leur logement 15 puis applique une pression d'essai dans le masque. Si 
une fuite apparait en haut a droite par exemple, alors il modifie la position 
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relative de la couronne par rapport a la coquille du masque pour que la 
fuite disparaisse. Lorsque le confort et la securite sont assures alors le 
porteur peut serrer sont masque sur le casque a I'aide des deux 
baionnettes placees sur les cotes du masque dans les receptacles du 
5 casque. 

Les applications de cette invention sont nombreuses, Cette invention 
trouve des applications tout a fait interessantes dans la realisation d'un 
systeme de reglage et d'attache des masques de protection respiratoire 
10 pour pilotes d'avions modernes. 
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REVEN DIC ATIONS 

5 1) Systeme d'attache et de reglage de la position d'un masque de 
protection des voies respiratoires englobant au moins la bouche et le nez, 
comportant 

- une coquille rigide 1, 

10 - une alimentation en gaz respirable par I'intemriediaire d'au moins un 
conduit 2 acheminant le gaz respirable depuis la source de gaz respirable 
jusqu'a la cavite C, 

- une levre souple 3 continue et se refermant sur elle meme assurant 
I'etancheite du masque sur la face du sujet, 

15 - au moins une soupape inspiratoire, 

- un casque 

caracterise par la presence d'un mecanisme permettant un reglage fin et 
20 aise 

- de la position relative de la levre souple du masque par rapport au 
visage au moins dans la direction X tete (avant/arriere) et Z tete 
(verticalement) et en rotation autour des trois directions X, Y et Z 
tete , 

25 - et de la valeur de I'ecrasement local de plusieurs zones de la levre 
en fonction des performances d'etancheite de chaque zone de cette 
dite levre. 

30 2) Systeme d'attache et de reglage suivant la revendication 1 

caracterise en ce que le dit mecanisme comprend une couronne 10 ayant 
une surface interne de forme quasi-spherique 11 pouvant glisser sur la 
surface exterieure de la coquille 1 du masque, cette dite coquille ayant elle 
aussi une portion de surface quasi-spherique 12, les surfaces 11 et 12 

35 ayant un coefficient de frottement suffisamment petit pour admettre un 
glissement lorsque le masque est pre positionne sur le visage, mais 
suffisamment grand pour tenir le masque en place lorsque le masque est 
serre sur le visage du porteur. 

40 3) Systeme d'attache et de reglage suivant la revendication 2 

caracterise en ce que la dite couronne 10 est reliee mecaniquement, au 
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moins sur un cote, par un cable 13 cheminant a travers un orifice d'une 
baionnette a crans 14 permettant le serrage du masque sur un receptacle 
15 fixe au casque 8 du porteur 4. 

5 4)Systeme d'attache et de reglage suivant la revendication 1 

caracterise en ce que le dit mecanisme de reglage fin et aise comprend 

- un anneau flexible 5 comprimant la levre 3 sur la coquille 1 

- une levre d'etancheite 3 comprenant une forme interne ayant une 
10 sur-epaisseur localement tout autour de la levre 

- une coquille rigide 1 comprenant des creneaux adaptes pour pouvoir 
modifier la position de la levre par rapport a la coquille du masque 
et done la position et le serrage de la levre par rapports au casque 
et done par rapport au visage du porteur. 
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FIG 1 
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